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Device for applying photoresist onto small-area products 
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Abstract 



A method for applying photoresist onto small-area products, the application being carried out quickly, easily and cleanly and 
managing without the previously necessary ancillary tasks, is for a closed, airtight and gas-tight container, which is opaque at 
least for the spectral colours to which the photoresist is sensitive, to be used for storing and handling said photoresist. The 
photoresist is applied via a soft sponge which is fitted to the container, has open pores and has a pore size of 0.05 to 1 mm. 
This sponge is connected at least via an outlet channel which can be closed using a valve to the interior of the container, it 
being possible to close the sponge using a closure cap (13) which, like the container, is opaque at least for the same spectral 
colours. 
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@ Vorrichtung fur das Auftragen von Photolacken auf kleinflachige Produkte 

Ein Verfahren zum Auftragen von Photolack auf kleinfla- 
chige Produkte, wobei das Auftragen schnell, einfach und 

sauber vonstatten geht und ohne die bisher erforderlichen 

Nebenarbeiten auskommt, besteht darin r da& zur Aufbe- 

wahrung und Handhabung des Photolacks ein geschlosse- 

ner, luft- und gasdichter und zumindest fur die Spektralfar- 

ben lichtundurchlassiger Be halter verwendet wird, fur die 

der Photolack empfindlich ist. Der Auftrag des Photolacks 

erfolgt uber einen am Behalter angebrachten offenporigen, 

weichen Schwamm, der eine Porengrdfte von 0,05 bis 1 mm 

aufweist. Dieser Schwamm ist zumindest uber einen mit ei- 

nem Ventil verschlie&baren Ausla&kanal mit dem Inneren 

des Behalters verbunden, wobei der Schwamm mit einer 

Verschlu&kappe (13) verschlieBbar ist, die zumindest fur die 
■ gleichen Spektralfarben wie der Behalter lichtundurchlassig 
% ist. 
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Patentanspruche zurtickgefuhrt werden muB. Hierdurch sind die Veriuste 

nicht unerheblich, zudem mQssen die Aufbewahrungs- 

1. Vorrichtung zum Auftragen von streichfahigen gefafle und die Bearbehungsgerate anschliefiend wieder 
Produkten, bestehend aus einem geschlossenen, gereinigt werden, was einen nicht unerheblichen Zeit- 
luf t- und gasdichten Behalter, dessen Auftragsein- 5 aufwand bedeutet Fiir die Verarbeitung kleiner Serien 
richtung mit einer Kappe verschlieBbar ist, da- wie auch kleiner Flachen sind die bekannten Verfahren 
durch gekennzeichnet, daB der zur Aufbewahrung insgesamt nicht wirtschaftlich. Bekannt ist es weiter, 
und Handhabung von Photolack dienenden Behai- Spraydosen einzusetzen, die jedoch den Nachteil auf- 
ter (1) zumindest fQr den Spektralbereich lichtun- weisen, daB das Treibgas die chemische Stabilitat des 
durchlassig ist, fur den der Photolack empfindlich 10 Photolacks beeintrSchtigt und darQber hinaus eine Be- 
ist, da B ein ode r mehrere AuslaBkanal e (2) im Be- eintrachtigung des FlieBverhaitens durch das Abkuhlen 
halter (1) vorgesehen sind, die Qber Ventile (3) ver- des Photolacks bei der Entspannung mit sich bringt 
schlieflbar sind, daB im Bereich der AuslaBkanale DarQber hinaus wirkt sich das Treibgas nachteilig auf 
(2) ein offenporiger, weicher Schwamm (11) ange- die Umwelt aus. Die Spraydosen sind insgesamt teuer 
ordnet ist, daB der Schwamm (11) durch die aus is und unwirtschaftlich, da der Photolack voiumenmaBig 
lichtundurchlSssigem Materia! gefertigte Kappe nur einen geringen Anteii aufnimmt 

(13) abdeckbar ist und daB das Ventil (3>aus einem Aus der DE-OS 29 48 852 ist eine Verstreichvorrich- 

federbelasteten Ventilkege! (6) besteht, der ein Be- tung zum punktformigen und fiachenfdrmigen Auftra- 

tatigungsorgan (10) aufweist das mit dem gen verstreichf ahiger Produkte wie Kleber bekannt Die 

Schwamm (1 1) in Kontakt steht. 20 Verstreichvorrichtung besteht aus einem Behalter, des- 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- ser Verstreichkopf mit einer Offnung versehen ist und 
zeichnet daB der Schwamm eine PorengroBe von wenigstens teilweise aus einem flexiblen Material be- 
0.05 bis 1 mm aufweist. steht Die 6ffnung ist mit einer Verstreichspritze verse- 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch hen, wobei sich diese bis in die Ebene des Verstreichran- 
gekennzeichnet, daB oberhalb des Photolacks (12) 25 des beim Verstreichen eindrucken laBt. Diese bekannte 
ein Schutzgas im Behalter eingefiillt ist. Verstreichvorrichtung ist zum Verstreichen pastoser 

4. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 3, Materialen geeignet, jedoch nicht fiir dunnfliissige Lak- 
dadurch gekennzeichnet, daB die zum Auftragen ke, wie sie Photolacke darstellen. 

des Photolacks (12) dienende Schwammoberflache Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor- 
1 t 5bis20cm 2 betragt 30 richtung der eingangs genannten Art so auszubilden, 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, daB die Handhabung des Photolacks wie auch die Auf- 
dadurch gekennzeichnet, daB das Schutzgas (16) tragung auf kleinflachige Produkte schneli, einfach und 
schwerer als Luft ist. sauber vonstatten geht, wobei die bisher erforderlichen 

6. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 5, Nebenarbeiten entfallen. 

dadurch gekennzeichnet, daB der Druck des 35 Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des kenn- 
Schutzgases 1 bis 2 bar betragt. zeichnenden Teiis des Anspruches 1 geldst. 

7. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 6, GemaB der Erfindung wird der Photolack in einem 
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen Behalter (1) Behalter aufbewahrt und auch vertrieben, der zumin- 
und Kappe (13) ein Dichtring(14)angeordnetist dest fiir den Spektralbereich lichtundurchlassig ist, ge- 

40 genuber dem der Photolack empfindlich ist. Es kann also 
Beschreibung fQr den Behalter ein Kunststoff verwendet werden, der 

ansonsten durchsichtig ist, so daB der Behalterinhalt 
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Auftra- kontrolliert werden kann. Im Behalter ist ein AustaBka- 
gen von streichfahigen Produkten, bestehend aus einem nal angeordnet, vor dessen MOndung ein offenzelliger 
geschlossenen, luft- und gasdichten Behalter, dessen 45 Schwamm aufgetragen wird. Im dem AuslaBkanal ist ein 
Auftragseinrichtung mit einer Kappe verschlieBbar ist. Ventil eingeschaltet, das entweder Qber einen separaten 
Fur das Herstellen von Leiterplatten ist es bekannt, Hebel betatigbar ist oder aber einen Betatigungsmecha- 
auf den kupferbeschichteten Teilen derselben einen nismus aufweist, der mit dem Schwamm derart zusam- 
Photolack aufzubringen, der dann belichtet und entwik- menwirkt, daB das Ventil geoffnet wird. Bei Nichtge- 
kelt wird. worauf dann die endgiiltige Kontur der Lei- 50 brauch des Behalters ist eine Kappe vorgesehen, die 
terplatte durch Atzen erhalten wird. Der Photolack liegt Qber den Schwamm greift und diesen luftdicht ab- 
entweder in flQssiger Form vor oder aber in Folienform, schlieBt, wobei die Kappe gleichfalls lichtundurchlassig 
wobei dann die Folien kalt oder warm auf die Letter- ausgebildet ist 

platten aufgebracht werden. Die Verwendung von Fo- Vorteilhaft ist im Inneren des Behalters oberhalb des 
lien in der Kegel ist zum einen teuer und zum anderen ist 55 Photolackes ein Schutzgas eingebracht, das einen Druck 
der Abfati an diesen relativ groB, da das Format der von 1 bis 2 bar aufweist. Der Behalter, der so groB aus- 
Leiterplatten und das der Folien unterschiedlich groB gebildet sein sollte, daB er mit einer Hand Qber das zu 
ist. Bei der Verarbeitung von fiussigen Photolacken ist beschichtende Produkt bewegt werden kann, weist vor- 
es bekannt diese auf die Leiterplatten im Tauchverfah- teilhaft eine Standfiache auf, die so beschaffen ist daB 
ren. im Spritzverfahren, im Schleuderverfahren oder 60 der Schwamm sich frei oberhalb der Auflageflache be- 
aber durch Aufrollen mittels einer Walze aufzubringen. findet und der AuslaBkanal uber dem Spiegel des Photo- 
AHe diese Verfahren eignen sich gut fur das groBflachi- lackes liegt 

ge Aufbringen von Photolack und fQr Arbeiten in gr6- Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
Beren Serien. Sollen jedoch nur kleinere Flachen und gehen aus den UnteransprQchen in Verbindung mit Be- 
klcinere Serien bearbeitet werden, so ist die Handha- 65 schreibung und Zeichnung hervor. 
bung des Photolacks relativ umstandlich, da dieser je- Die das Ausfuhrungsbeispiel beschreibende Zeich- 
weils in die zugehdrigen Verarbeitungsbehalter einge- nung zeigt einen erfindungsgemaBen Behalter im 
bracht und anschlieBend wieder in den Vorratsbehalter Schnitt 
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Der Behalter 1 ist allseitig geschlossen, bis auf einen 
AusJaBkanal 2, der mit einem Ventil 3 versehen ist Das 
Venti! 3 besteht aus einer Feder 4, die auf einem Ansatz 
5 des Behaiters 1 runt und deren anderes Ende gegen 
einen Ventilkegel 6 drtlckt. Dieser Ventilkdrper greift in 5 
einen Ventilsitz eines Ventilkdrpers 8, der in einen ring- 
fdrmigen Ansatz 9 des Behaiters 1 eingeschraubt ist und 
mit einer Dichtung 17 gegenttber dem Behalter 1 abge- 
dichtet ist 

Der Ventilkegel 6 hat eine Verlangerung 10, die aus 10 
dem Ventilkorper 8 herausragt und in einem Schwamm 
11 eintaucht, der auf dem Ventilkorper 8 und dem ring- 
formigen Ansatz 9 des Behaiters 1 befestigt ist Der 
Schwamm 11 ist im Ausfuhrungsbeispiel auf denTellen 

8 und 9 aufgeschweiBt Eine andere Art der Befestigung is 
ware, daB der Schwamm im PreBsitz gehalten ist Bei 
einem Aufkleben des Schwammes muB dafQr Sorge ge- 
tragen werden, daB das Klebemittel keine Verunreini- 
gung des Photolackes mit sich bringt Bei einem Auftrag 
von Photolack auf das Produkt wird der Schwamm 11 20 
verformt und driickt auf die Verlangerung 10 des Ventil- 
kegels 6, so daB das Ventil 3 geoffnet wird und der im 
Innern des Behaiters 1 befindliche Photolack 12 ausstrd- 
men kann. 

Der Schwamm besteht vorteilhaft aus einem Schaum- 25 
stoff, der offenzellig ist, wobei die PorengroBe zwischen 
0,05 und 1 mm betragt Der lichte AuslaBquerschnitt des 
AuslaBkanals 2 im Bereich der Verlangerung 10 betragt 
zwischen 0,5 und 25 mm 2 , und zwar in Abhangigkeit von 
der OberfiachengrdBe des Schwammes 1 1. Bei Verwen- 30 
dung einer groBen Schwammoberflache ist es auch 
denkbar, mehrere Ventile verteilt Uber die Schwamm- 
oberflache anzuordnen, so daB auch dann noch der 
Schwamm gleichmaBig mit Photolack getrankt ist 

Ober den Schwamm 11 ist eine VerschluBkappe 13 35 
gestiilpt, die im Ausfuhrungsbeispiel mit einem Innenge- 
winde versehen ist und auf ein AuBengewinde des Teiles 

9 aufgeschraubt ist Auf der AuBenseite des Teiles 9 ist 
ein O-Ring 14 angeordnet, der mit der VerschluBkappe 

13 zusammenwirkt, so daB ein luftdichter VerschluB des 40 
Schwammes 11 erhalten wird. 

Der Behalter 1 ist mit einem abgeflachten Boden 15 
versehen, so daB dieser bei Nichtgebrauch einen siche- 
ren Stand aufweist und am Ventil kein Photolack an- 
liegt 45 

Oberhalb des Photolackes 12 im Behalter 1 kann ein 
Schutzgas 16 eingebracht werden, dessen Druck zumin- 
dest gleich, vorteilhaft etwa oberhalb des AuBendruckes 
liegt Hierdurch wird zum einen eine Zersetzung des 
Photolacks im Behalter vermieden und gleichzeitig das 50 
AusflieBen des Photolacks aus dem Behalter erleichtert. 

Ein erfindungsgemaB ausgebildeter Behalter ist als 
Einwegbehalter vorgesehen. Der Auftrag von Photolak- 
ken auf Produkten mit Hilfe eines Behaiters und des 
erfindungsgemaBen Verfahrens ist, insbesondere fur 55 
kleinere Serien, sehr vorteilhaft, denn der Photolack 
bleibt in seinem Transportbehaiter, der gleichzeitig als 
Aufbewahrungsbehalter und auch als Verarbeitungsbe- 
haiter dient Zum Auftrag braucht lediglich das Produkt, 
z. B. eine Leiterplatine, oberflachenvorbehandelt zu 60 
werden. AnschlieBend wird mit Hilfe des Behaiters 1 
und des Schwammes 11 der Photolack auf die Leiterpla- 
tine aufgestrichen. Nach Beendigung der Arbeit braucht 
lediglich die VerschluBkappe wieder auf den Behalter 1 
aufgeschraubt zu werden, so daB aufwendige Vor- und 65 
Nacharbeiten, wie sie bisher notwendig waren, entfal- 
len. 
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